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摘要(译)

衬底间隙调节装置调节复合衬底中第一和第二衬底之间的间隙。在基板
间隙调节装置中，复合基板包括第一基板;第二基板通过密封剂与第一基
板相对结合，第二基板的面积小于第一基板的面积;注入由第一基板，第
二基板和密封剂围绕的空间中的液晶。基板间隙调节装置包括具有安装
部分的第一基座;环形支撑构件，其安装在安装部分上并且与第一基板的
两个表面中的第二表面接触以便支撑复合基板，第二表面与第一表面相
对，第一表面与第一表面相对。第二基板粘合;基板按压部，其具有在由
支撑构件限定的平面的法线方向上的可移动范围，并且在可移动范围的
任何位置处在第一表面的周缘处与第一基板接触;外部施加部分将力传递
到基板按压部分，该力使基板按压部分在可移动范围内移动。在该结构
中，从法线方向看，周缘位于支撑构件的外侧。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/490776a4-c79d-47ff-9f68-0c70fea3e406
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037069958/publication/US2006221292A1?q=US2006221292A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220060221292%22.PGNR.&OS=DN/20060221292&RS=DN/20060221292

